
2020年3月10日現在

第１情報演習室
(12階・90台)

第２情報演習室
(11階・50台)

第３情報演習室
(11階・90台)

第４情報演習室
(10階・90台)

第５情報演習室
(10階・68台)

第６情報演習室
(10階・60台)

第７情報演習室
(13階・42台)

第８情報演習室
(13階・20台)

EDM専攻　CAD/CAD特論

　 [井原・田熊・辻田]

V1 基礎情報処理Ⅰ B組 V1 基礎情報処理Ⅰ A組

［藤田・館野] ［池田・高間］

D1 基礎情報処理ⅠB組 D1 基礎情報処理Ⅰ A組

［藤田・館野］ ［池田・高間］

　EDM専攻　集積回路設計特論

［吉村・木原］

E1 基礎情報処理ⅠA組 E1 基礎情報処理ⅠB組 E1 基礎情報処理ⅠC組

［山内・和田］ ［越智・池田］ ［中西］

M1 基礎情報処理ⅠA組 M1 基礎情報処理ⅠB組 M1 基礎情報処理ⅠC組

［山内・館野］ ［越智・池田］ ［中西・和田］

教職　情報科教育法a

［大井］

M2 機械情報工学演習Ⅰイ組

［上辻］

A1 基礎情報処理ⅠA組 A1 基礎情報処理Ⅰ B組 A1 基礎情報処理Ⅰ C組 M2 設計製図Ⅰイ組

［藤田・館野］ ［越智・池田］ ［中西・高間］ ［伊與田・熊谷］

M2 設計製図Ⅰロ組 U1 基礎情報処理ⅠA組 U1 基礎情報処理Ⅰ B組

［伊與田・熊谷］ ［藤田・池田・高間］ ［越智・館野］

M2 機械情報工学演習Ⅰロ組

［上辻］

C1 基礎情報処理Ⅰ A組 C1 基礎情報処理Ⅰ B組

［豊浦・和田］ ［越智］

E4 電子回路設計

［田熊・吉村］

P1  基礎ゼミナール P1  基礎ゼミナール

[　　] [　　]

P1  アセンブリーアワー P1  アセンブリーアワー

[　　] [　　]

K1 基礎情報処理Ⅰ A組 K1 基礎情報処理Ⅰ B組 K1 基礎情報処理Ⅰ C組

［藤田・高間］ ［中西］ ［豊浦］

E2 計算機プログラミング　ロ組

［眞銅］

インターンシップ事前学習

［就職課］

インターンシップ事前学習

M 製図学 6/27,7/4のみ

［就職課］ ［鵜飼］

6/27,7/4のみ 6/27のみ

◆１ 【複数担当】

  ※１　桑原（一）・橋本（智）・上辻・上田（整）・牛田・井原・西川（出）・羽賀・宮部・吉田（準）・伊與田・原口・横山・足立（守）・宮内（直）・小家・近藤・山下　

※２　小山（政）・佐々・加瀬・森實・前元・吉村（勉）・重弘・辻田・大森・見市・田熊・吉田（恵）・木原・眞銅・又吉　　
※３　藤井（秀）・棚橋（一）・藤森・東本・平井（智）・小出
※４　古崎・辻井・釜本・村尾・孫
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19:00 ～ 20:40

土

6
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火

6
19:00 ～ 20:40

金

6
19:00 ～ 20:40

木

2
11:00 ～ 12:40

5
17:10 ～ 18:50

4
15:20 ～ 17:00

3
13:30 ～ 15:10

2
11:00 ～ 12:40

3
13:30 ～ 15:10

4
15:20 ～ 17:00

1
09:10 ～ 10:50

2
11:00 ～ 12:40

3
13:30 ～ 15:10

4
15:20 ～ 17:00

5
17:10 ～ 18:50

1
09:10 ～ 10:50

［藤井　他］※３

V2 CAD製図・演習

［古崎　他］※４

A3 CAD/CG演習Ⅰ　イ組

［福岡・髙山・上田・松本］

5
17:10 ～ 18:50

M3 設計演習a ロ組

[鵜飼]

E4 電機設計/CAD製図 イ組

V3 環境工学演習Ⅱa ロ組

M3 エンジニアリングプラクティス

［桑原　他］※１

V3 環境工学演習Ⅱa イ組

［福岡・髙山・上田・松本］

［木原］

M3 3次元CAD演習(ロ組)

［君家］

3
13:30 ～ 15:10

5
17:10 ～ 18:50

4
15:20 ～ 17:00

4
15:20 ～ 17:00

1
09:10 ～ 10:50

2
11:00 ～ 12:40

6
19:00 ～ 20:40

月

2020年度 前期 時間割表

A4 建築演習Ⅱ D組

［宮内・馬場・権・横田］

1
09:10 ～ 10:50

5
17:10 ～ 18:50

2
11:00 ～ 12:40

3
13:30 ～ 15:10

P2 メディア英語Ⅱ（A組) 

[ストイコフスカ]

2
11:00 ～ 12:40

水

3
13:30 ～ 15:10

1
09:10 ～ 10:50

［田中・武田］

4
15:20 ～ 17:00

1
09:10 ～ 10:50

5
17:10 ～ 18:50

6
19:00 ～ 20:40

K2 応用化学実験A/Ⅱ

［自習］

V2 CAD製図・演習

［古崎　他］※４

M3 エンジニアリングプラクティス

［自習］

A3 CAD/CG演習Ⅰ　ロ組

［田中・武田］

E3 電気電子システムPBL

［小山　他］※２

M3 設計演習a イ組

［松島］

M3 エンジニアリングプラクティス

全週

指定週

M 製図学

［鵜飼］

6/20のみ


